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Im Punktladungsmodell fiir ionische Verbindungen skaliert der elektrische Feldgradient
(EFG) mit 1/r3. Dieses Verhalten wurde an den isostrukturellen Oxiden der Delafossit-
Klasse untersucht. Dazu wurde die gestdrte yvy—Winkelkorrelationsspektroskopie (PAC)
mit "'In(EC)MCd auf substitutionellen B-Plitzen in den Delafossiten ABO; (A= Cu,
Ag; B= Al Y, Fe, Cr, In, Nd) verwendet. Die Delafossite kristallisieren im hexagonal-
rhomboedrischen Kristallsystem. Die Struktur besteht aus hexagonalen Schichten von A,
O und B; die B-lonen haben eine oktaedrische Sauerstoffkoordination. Die elektrischen
Feldgradienten in den Delafossiten zeigen die erwartete axiale Symmetrie. Die Skalierung
mit dem lonenabstand wird diskutiert.
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